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Przedmiotem wynalazku jest sposoéb wstepnej
obro6bki teflonu przed metalizacjg oraz urzadzenie
do stosowania tego sposobu. Spos6b wedlug wy-
nalazku moze byé wykorzystany w technice mi-
krofalowej do realizacji elementéw pasywnych mi-
krofalowych ukladéw scalonych.

Dotychczas stosuje sie spos6b aktywacji teflonu
polegajacy na zanurzeniu aktywowanej powierzchni
w amoniakalnym roztworze sodu, przy czym kom-
pozycje aktywujacg uzyskuje sie¢ przez rozpusz-
czenie 0,5 g do 1,5 g sodu na 100 ml amoniaku.

Znany jest réwniez spos6b wstepnej obrébki te-
flonu przed metalizacjg polegajacy na poddaniu
teflonu dzialaniom wyladowan elektrycznych w
réznych warunkach ci$nienia, napiecia jak i w
atmosferze réznych gazéw. W przypadku gdy te-
flon poddaje sie wyladowaniom koronowym w at-
mosferze amoniaku przy ci$nieniu 0,2 mm Hg
i napieciu 700 V, proces trwa 2 minuty, natomiast
gdy aktywacje przeprowadza sie¢ w atmosferze po-
wietrza pod ci$nieniem normalnym i przy napieciu
5000 V proces trwa okoto 2 godzin.

Wada sposobu chemicznej aktywacji teflonu jest
powstajace w trakcie procesu czarne zabarwienie
teflonu oraz koniecznosé zastosowania aktywujacej

kompozycji, stwarzajacej niebezpieczne warunki
pracy.
Niedogodnoscia drugiego z wyzej omoéwionych

sposob6w jest zastosowanie specjalnej aparatury
prozniowej i prowadzenie procesu w Srodowisku
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amoniakalnym, natomiast w przypadku prowadze-
nia procesu pod ci$nieniem atmosferycznym w $ro-
dowisku powietrza aktwacja jest bardzo czaso-
chionna. Ponadto aktywacja przeprowadzona w
atmosferze amoniaku powoduje takze zmiane bar-
wy teflonu.

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu
wstepnej obrébki teflonu przed metalizacjg i urzg-
dzenia do stosowania tego sposobu, ktére nie po-
siadajg wymienionych wyzej wad i niedogodnosci.

Cel ten zostal osiagniety przez zwilzenie oczysz-
czonej plytki teflonowej wodnym roztworem jono-
wego detergentu i poddanie jej nastepnie wylado-
waniom elektrycznym, korzystnie przy napieciu
miedzy elektrodami 15 kV czestotliwosci 2 MHz
w czasie 20 sek. na cm? powierzchni.

Urzadzenie wedlug wynalazku zawiera genera-
tor polgczony z transformatorem wysokiego napie-
cia zasilajgcym lampe wyladowezg. Lampa wyla-
dowcza polgczona jest z kondensatorem ladujgcym
i obwodem rezonansowym sprzezonym z cewkg wy-
sokiego napiecia. Do wyjscia cewki wysokiego na-
piecia dolgczone sg elektrody.

KorzyS$ci techniczne wynikajace z zastosowania
wynalazku polegaja na mozliwosci wyeliminowania
amoniakalnego roztworu sodu, jako kompozycji ak-
tywujgcej oraz na prowadzeniu procesu w warun-
kach normalnych bez koniecznoSci stosowania spec-
jalnego Srodowiska i szczelnych urzadzen préznio-
wych. ‘ ’
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Spos6b wedlug wynalazku jest objasniony w po-
danym nizej przykladzie:

Przyktad. Plytke teflonowg odtluszcza sie w
tréjchloroetylenie, a nastepnie w alkoholu etylo-
wym i suszy sie. Wysuszong plytke teflonowsg
zwilza sie bromkiem laurylopirydyniowym z do-
datkiem siarczanu miedzi i poddaje wyladowaniom
elektrycznym w czasie 20 sek. na cm? powierzchni
przy napieciu miedzy elektrodami 15 kV i cze-
stotliwo$ci 2 MHz.

Urzadzenie wedlug wynalazku jest pokazane w
przyktadzie wykonania na rysunku.

Urzgdzenie do wstepnej obrébki teflonu przed
metalizacjg zawiera generator 1 polgczony z tran-
sformatorem 2 wysokiego napigcia zasilajgcym lam-
pe wyladoweczg 3. Lampa wyladoweza 3 polaczona
jest z kondensaterem ladujagcym 4 i obwodem re-
zonansowym 5 sprzezonym z cewkg wysokiego na-
piecia. Wyladowania na lampie wytadowczej 3 po-
budzajg obwéd rezonansowy 5 sprzezony z cewka
wysokiego mnapiecia, do wyjscia ktorej dolgczone
sa metalowe elektrody 6.
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Plytke teflonowsa, przygotowang w spos6b opi-
sany uprzednio, przesuwa sie miedzy elektroda-
mi 6 urzadzenia, poddajac ja wyladowaniom elek-
trycznym.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb wstepnej obrébki teflonu przed meta-
lizacjg, zmamienny tym, Zze oczyszczong plytke
teflonowg zwilza sie wodnym roztworem jonowego
detergentu, a nastepnie poddaje sie wyladowaniom
elektrycznym, korzystnie przy napieciu miedzy
elektrodami 15 kV, czestotliwosci 2 MHz, w czasie
20 sek. na cm? powierzchni.

2. Urzadzenie do stosowania sposobu wedlug
zastrz. 1, znamienne tym, Ze posiada generator (1)
polaczony z transformatorem (2) wysokiego napie-
cia zasilajagcym lampe wyladowcza (3) polgczong
z kondensatorem ladujacym (4) i obwodem rezo-
nansowym (5) sprzezonym z cewka wysokiego na-
piecia, do wyjscia ktérej dolgczone sg elektrody (6).
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